


































专利名称(译) 薄膜沉积设备和通过使用其制造有机发光显示设备的方法

公开(公告)号 US20120156818A1 公开(公告)日 2012-06-21

申请号 US13/225992 申请日 2011-09-06

[标]申请(专利权)人(译) 三星显示有限公司

申请(专利权)人(译) 三星移动显示器有限公司.

当前申请(专利权)人(译) 三星DISPLAY CO.，LTD.

[标]发明人 KIM MU GYEOM
PARK CHANG MO

发明人 KIM, MU-GYEOM
PARK, CHANG-MO

IPC分类号 H01L51/56 B05C5/00

CPC分类号 C23C14/042 H01L51/0011 C23C14/562 H01L2251/105

优先权 1020100128617 2010-12-15 KR

其他公开文献 US8920563

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

可以容易地制造的薄膜沉积设备，其可以容易地应用于大规模制造大尺
寸显示装置，并且提高制造产量和沉积效率，以及制造有机发光显示装
置的方法，公开了使用薄膜沉积设备。一种薄膜沉积设备，用于在基板
上形成薄膜，所述薄膜沉积设备包括：磁体，设置在所述基板的第一表
面上;图案形成轮设置在与基板的第一表面相对的第二表面上，可绕旋转
轴旋转，并且包括沿周边表面的多个凹槽;图案化线包括多个阻挡件，所
述阻挡件具有与图案轮的多个凹槽对应的形状，并且可缠绕到图案轮。
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